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Аннотация 
Анализ патентных и научных публикаций в отечественной и мировой литературе свидетельствует 

об ограниченности сведений об условиях металлизации фторопласта в технологии печатных плат, а 
информация о металлизации фторопласта ФАФ-4Д, работающего в ВЧ и СВЧ диапазонах, отсутствует. 
В настоящей работе в процессе металлизации стадия химического меднения, в которой используются 
токсичные восстановители, представляющие экологическую угрозу, заменена на химическое осаждение 
тонкопленочного сульфида меди(I), достоинством которого являются простота процесса, использование 
нетоксичных соединений и адаптация его к промышленному производству. Успешная реализация 
процесса металлизации гидрофобной и химически инертной поверхности фторопласта определяется как 
приданием ей шероховатости, так и активационных свойств покрываемой поверхности. В качестве 
альтернативы существующим методам подготовки поверхности фторопласта (в плазме высокочастотного 
разряда, натрий-нафталиновом комплексе, активации в расплавах формиатных или ацетатных солей 
щелочных металлов, при плавлении полимера в контакте с медью, железом, хромом, вольфрамом, свинцом, 
оловом или их оксидами и др.), требующим высоких температур, а также использования дорогостоящих, 
токсичных и пожароопасных реактивов предложена низкотемпературная экономичная технология подготовки 
поверхности в травильном растворе Дэша. Нами в классическом способе активации диэлектрика, предусматри-
вающим обработку поверхности в растворе соли олова(II) с последующим его гидролизом, дальнейшая 
обработка в растворе соли благородного металла PdCl2 заменена на активирование раствором тиомочевины. 

С привлечением современных методов исследования проведена сравнительная оценка предложенных 
в работе низкотемпературных методов подготовки поверхности фторопласта марки ФАФ-4Д к гальванической 
металлизации, используя в качестве подслоя химически осажденную пленку сульфида меди(I). На основе 
исследований морфологии, элементного состава, толщины, рельефа поверхности пленок Cu2−xS (x = 0.31-
0.84) и гальванического меднения предложена технология металлизации фторопласта.  
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